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Abstract (en)
[origin: JP2017020502A] PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a split flow vacuum pump capable of increasing a number of inlets without
increasing a number of disposed pump stages.SOLUTION: A split flow vacuum pump has at least three radial inlets and at least four pump stages,
where at least one pump stage is formed as a turbo molecular pump stage, and at least three inlets are formed as main inlets and axially disposed
between the pump stages. Additionally, at least one radial sub-inlet (27, 28, 52) is disposed, and the sub-inlet is disposed in a region of the at least
one turbo molecular pump stage (21, 22, 44, 45, 46).SELECTED DRAWING: Figure 1

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Splitflow-Vakuumpumpe (1) mit wenigstens drei Haupteinlassen (23-26), bei der zuséatzlich wenigstens ein Nebeneinlass
(27,28) vorgesehen ist, der im Bereich wenigstens einer Turbomolekularpumpstufe (21,22) angeordnet ist. Es ist auch eine Splitflow-
Vakuumpumpe vorgesehen mit Statorscheiben (20) und auf einer Welle (13) angeordneten Rotorscheiben (14-19), wobei die Welle wenigstens zwei
unterschiedliche AuBendurchmesser (29-32) aufweist und Scheibenpakete an die AuBendurchmesser der Welle angepasste Innendurchmesser
aufweisen, bei der die Welle zusatzlich zu einem Bereich mit einem gréBten Durchmesser (29) in axialer Richtung beidseitig jeweils wenigstens
zwei Bereiche mit kleineren Durchmessern (30,31) aufweist. Die Erfindung betrifft auch eine Splitflow-Vakuumpumpe (1) mit einem Geh&use mit
wenigstens zwei thermisch entkoppelten Gehausebereichen.
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